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多铁性材料中的磁电相互作用因具备广泛的应用前景而成为科学

工作者的一个研究重点。 Quantum Design中国子公司在基于清

华大学南策文教授实验室已有测量方法上， 作进一步改进后推出

了高度自动化的多铁性磁电测量系统。

该套系统允许用户直接测晕样品正磁电系数大小及相位随着偏置

直流磁场大小的变化、 随外加交流磁场幅值大小和频率大小的变

化、 随样品与磁场夹角大小的变化、 随不同温度的变化。

系统自带可视化全自动的高级操作软件， 保证了用户在短的时间

内获取可靠的测量数据。
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不同温度下的磁电信号测量曲线
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基本测量参数

磁电信号测晕精度范围：1uV（锁相）

－相位范围：－180 — 180 

－相位精度：1度

－最大交流频率：1M Hz 

－最大直流磁场：士1T

－磁场控制精度：＜20e 

－最大交流磁场：60e

－自动转角度精度：1度

－电阻率测量精度：0.5%

－温度范围：90K —300K

－温度稳定度：士0.5K
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薄膜样品的磁电信号测量曲线， 最高幅值小千5uV 温度扣描曲线300K至1.8K不到40分钟
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